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(57) Изобретение относится к электронной технике, в частности к технологии очистки поверхности
пластин кремния или однослойных эпитаксиальных структур кремния со сформированными
активными областями (эмиттера и базы) и вскрытыми к ним стандартными методами
фотолитографии базовыми и эмиттерными окнами в слое диоксида кремния биполярных
генераторных транзисторов. Изобретение обеспечивает удаление органических загрязнений с
поверхности кремния в контактных окнах, а также позволяет изменить гидратный покров диоксида
кремния, который является одной из основных причин неоднородности его поверхности и
повысить качество обработки поверхности кремния, покрытого диоксидом кремния в контактных
окнах. В способе обработки поверхности кремниевых пластин с активными областями пластины
подвергают обработке в ванне с перекисно-аммиачным раствором, пропуская через него азот,
прикладывая к пластинам низкочастотных колебаний и сообщая им вращение в горизонтальной
плоскости с одновременным приданием возратно-поступательного движения в вертикальной
плоскости, причем перед пропусканием через раствор азот нагревают до температуры кипения
раствора, затем после полной десорбции примесей с пластин вытесняют рабочий раствор потоком
воды и продолжают ее подачу до полной отмывки пластин, после чего повышают давление
азота для вытеснения воды и производят его подачу до высыхания пластин, после высыхания
пластин их подвергают вакуум-термической обработке, повторно проводят удаление органических
загрязнений, а затем каждую пластину обрабатывают индивидуально в растворе плавиковой
кислоты.
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